
^
^

Warszawa, 24 maja 1938 r.

PA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 26339. KI. 4 b, 5/02.

Aluminum Company of America
(Pittsburgh, Pensylwania, Stany Zjednoczone Ameryki).

Sposób wytwarzania z glinu lub jego stopów przedmiotów, których
powierzchnie zewnętrzne odbijają światło, a zwłaszcza reflektorów.

Zgłoszono 9 października 1934 r.
Udzielono 24 marca 1938 r.

Pierwszeństwo: 11 października 1933 r. (Stany Zjednoczone Ameryki).

Wynalazek dotyczy przedmiotów z gli¬
nu lub jego stopów o powierzchniach ze¬
wnętrznych, odbijających światło, wyposa¬
żonych w wytwarzaną sztucznie przezroczy¬
stą powłokę ochronną.

Czyniono już liczne próby wytwarzania
na przedmiotach z glinu trwałych i odbija*
jących światło powierzchni przez pokrywa-
niet ich ochronnymi powłokami tlenkowy¬
mi odpornymi na nagryzanie wskutek dzia¬
łania czynników atmosferycznych lub in¬
nych, działających szkodliwie na tego ro¬
dzaju powierzchnie.

Pomimo jednak wielu zalet, jakie po¬

siadają te powierzchnie, odbijające światło,
mają one plamy jaśniejsze lub ciemniejsze,
pasma albo linie, niewidoczne zwykle na
powierzchni metalu, a występujące jednak
po utworzeniu na nich powłoki tlenkowej.
Powstawanie tych plam lub pasm jest wy¬
wołane obróbką mechaniczną, zastosowaną
przy wytwarzaniu danego przedmiotu.

Tak więc, na przykład, przy wytwarza¬
niu przez tak zwane drykowanie reflekto¬
rów w kształcie dzwonów lub półkul na po¬
wierzchni, która ma odbijać światło, mogą
występować po wyposażeniu jej w powłokę
tlenkową tak zwane linie ciągnienia w po-



śtaci współśródkówych pasemek jaśniej¬
szych lub ciemniejszych, słabiej odbijają¬
cych światło.

Na płaskiej powierzchni przedmiotu, od¬
bijającej światło, po> wyposażeniu jej w po^
włókę tlenkową mogą być zupełnie wyraź¬
nie widoczne linie, wskazujące bezpośred¬
nio czynności fabrykacyjne, za pomocą któ¬
rych przedmiot został wykonany. Powłoka
tlenkowa, utworzona na powierzchni odbi¬
jającej światło, jest poza tym często mętna
lub zaledwie przeświecająca a nie przezro-*
czysta, niekiedy może być nawet zabar¬
wiona.

Wady te zmniejszają znacznie zdolność
odbijania światła powierzchni, znajdują¬
cych się na przedmiotach z glinu i pokry¬
tych powłokami tlenkowymi.

Przedmiotem wynalazku jest wytwarza¬
nie na przedmiotach z glinu lub stopu gli¬
nu dobrze odbijających światło powierzch¬
ni, powleczonych powłoką tlenkową i zu¬
pełnie jednorodnych i jasnych, pozbawio¬
nych pasm jaśniejszych lub ciemniejszych
oraz plam, a poza tym jasnych, bezbarw¬
nych i przezroczystych.

Wynalazek oparty jest na spostrzeżeniu,
że powierzchnia odbijająca światło na
przedmiocie, wykonanym z wielowarstwo¬
wej bryły, składającej się z metalowej pod¬
stawowej warstwy, utworzonej. z glinu lub
stopu glinowego, oraz warstwy zewnętrz¬
nej, utworzonej z glinu lub stopu glinowe¬
go* nie wykazuje wymienionych wyżej
plam, jeżeli jest utworzona w sposób, przy
którym zachodzi zmniejszenie grubości
warstwy zewnętrznej z glinu lub stopu gli¬
nu co najmniej o 99,5%, a po czym dopie¬
ro zastosowana jest obróbka chemiczna dla
wytworzenia na tej powierzchni powłoki
tlenkowej.

Ponadto wynalazek jest oparty jeszcze
na innym spostrzeżeniu. Spostrzeżenie to
polega na tym, że na powierzchni przedmio¬
tu, którego warstwa1 zewnętrzna jest utwo¬
rzona z bardzo czystego glinu lub stopu gli¬

nowego o bardzo dużej zawartości glinii,
może być wytworzona bezbarwna przezro¬
czysta tlenkowa powłoka, która nie zmniej¬
sza w znaczniejszym stopniu zdolności tej
powierzchni'do odbijania światła.

A więc wedtug wynalazku można w opi¬
sany powyżej sposób wytworzyć z glinu lub
stopu glinowego przedmiot metalowy, zło¬
żony z kilku warstw, którego warstwa ze¬
wnętrzna jest pokryta trwałą powłoką tlen¬
kową. Ta zewnętrzna warstwa przedmiotu
odbija równomiernie światło i posiada więk¬
szą zdolność do jegoi odbijania, aniżeli od¬
bijające światło powierzchnie, wytwarzane
dotychczas na przedmiotach z glinu lub sto¬
pu glinowego, pokryte powłoką tlenkową.

Bryła, służąca do wytwarzania przed¬
miotów z glinu lub jego stopów sposobem
według wynalazku, może składać się z do¬
wolnej liczby warstw. Najlepiej jednak jest
stosować bryły, utworzone z jednej dość
grubej warstwy podstawowej, która jest po¬
kryta dosyć cienką warstwą glinu lub sto¬
pu glinowego. Ta warstwa podstawowa mo¬
że być również utworzona z glinu lub sto¬
pu glinowego i połączona na zimno lub na
gorąco, np. przez walcowanie lub drykowa-
nie z arkuszami (blachami) warstwy ze¬
wnętrznej również z glinu lub stopu glino¬
wego o pożądanych właściwościach.

Przy przekształcaniu takiej złożonej
bryły metalowej na przedmiot pożądanego
kształtu może być stosowana dowolna ob¬
róbka.

Jest rzeczą bardzo ważną, aby łączna
grubość wszystkich warstw bryły wielowar¬
stwowej została zmniejszona co najmniej o
85% przez obróbkę tej bryły, np. przez wal¬
cowanie. W celu wytworzenia zadowalają¬
cej powierzchni należy pierwotną grubość
zewnętrznej warstwy glinowej zmniej szyć
co najmniej o 99,5%, a najlepiej o 99,9%.

Należy zaznaczyć, że stopień, w jakim
zmniejsza się grubość wielowarstwowego
przedmiotu, wykonanego z glinu lub jego
stopu, zależy od sposobu wytwarzania tego
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przedmiotu. Jeżeli bryła wielowarstwowa
została wykonana przez oblanie warstwy
wewnętrznej metalem warstwy zewnętrz¬
nej, to zmniejszenie grubości przy obróbce
będzie z konieczności większe, niż w przy¬
padku stłoczenia metalu warstwy zewnętrz¬
nej, użytego w postaci arkusza z metalem
warstwy wewnętrznej również w postaci
arkusza lub sztabki. Okoliczność powyższa
jest wywołana tym, że metal warstwy ze¬
wnętrznej został już poprzednio obrobiony
w pewnym stopniu przy walcowaniu bla¬
chy.

Jak już wspomniano^ powyżej, aby po¬
włoka tlenkowa, wytwarzana na mających
odbijać światło powierzchniach, była czy¬
sta, przezroczysta i bezbarwna, warstwa ze¬
wnętrzna bryły wielowarstwowej powinna
być utworzona z bardzo czystego glinu o
zawartości do 99,7% glinu lub pewnych sto¬
pów glinu, zawierających w przybliżeniu
takiż odsetek czystego glinu. Powierzchnie
przedmiotów, wykonanych z takiej bryły,
posiadają trwałą powłokę i znaczną zdol¬
ność odbijania światła. Zewnętrzna po¬
wierzchnia przedmiotu ze stopów glinu,
zbliżających się swym składem do czyste¬
go glinu, a zawierających nieznaczne ilości
innych składników (0,1 do 0,3%), nie wpły¬
wa na rodzaj otrzymywanej powłoki tlen¬
kowej. Większe natomiast ilości tych skład¬
ników, zwłaszcza takich pierwiastków, jak
krzem, żelazo, mangan, miedź mogą wywo¬
łać zmętnienie lub zabarwienie powłok tlen¬
kowych. Niektóre pierwastki, jak np. ma¬
gnez i cynk, znajdujące się w stopach gli¬
nowych, nie wpływają szkodliwie na po¬
włokę tlenkową.

Zewnętrzne powierzchnie odbijające
światło, znajdujące się na przedmiotach
wytwarzanych sposobem według wynalazku
mogą być dowolnego rodzaju i mogą być
wytwarzane w dowolny znany sposób.

Polerowanie uskutecznia się za pomocą
walców polerujących z dokładnie wypole¬
rowaną powierzchnią roboczą. W prze¬

rwach pomiędzy dwoma kolejnymi prze¬
biegami przepuszczania obrabianego mate¬
riału przez walce materiał poddaje się lek¬
kiemu nagryzaniu w celu usunięcia zanie¬
czyszczeń. Przy tym sposobie wytwarzania
powierzchni zwierciadlanych otrzymuje się
szczególnie dobre powierzchnie. Dobre po¬
wierzchnie zwierciadlane można również o-

trzymać i przez wygładzanie, lecz w tym
przypadku dla nadania tym powierzchniom
połysku należy jeszcze na nich wytworzyć
powłokę tlenkową, która zostaje utworzona
za pomocą elektrolizy przez umieszczenie
przedmiotu obrabianego na anodzie w elek¬
trolicie, zawierającym sól fluoroborową.

Zupełnie dobre powierzchnie, odbijające
światło rozproszone, mogą być również o-
trzymane przez wytrawianie chemiczne.
Można również użyć innych znanych elek¬
trolitów, np. kwasu siarkowego lub miesza¬
niny kwasu siarkowego z kwasem szczawio¬
wym. W tym ostatnim przypadku przy u-
tlenianiu obrabianej powierzchni, użytej ja¬
ko anody w kwasie siarkowym, można wy¬
tworzyć dość grube powłoki czyste i bez¬
barwne, co jest bardzo pożądane, zwłaszcza
jeżeli chodzi o osiągnięcie trwałej po¬
wierzchni, odbijającej światło, przy mini¬
malnym zmniejszeniu jej zdolności do od¬
bijania światła.

Dla otrzymania dobrej tlenkowej po¬
włoki ochronnej, która posiadałaby dość
znaczną grubość i była bezbarwna i prze¬
zroczysta, należy użyć jako elektrolitu 15%
roztworu kwasu siarkowego, przy czym
przepuszcza się w ciągu 10 minut prąd o gę¬
stości wynoszącej około 2 A na cm2 po¬
wierzchni anody przy temperaturze elektro¬
litu około 21°C.

Na fig. 1, 2 i 3 rysunku uwidoczniony
jest tytułem przykładu przedmiot według
wynalazku w trzech okresach jego wytwa¬
rzania. Fig. 1 przedstawia złożoną bryłę
metalową w postaci arkusza, składającą się
z dość grubej warstwy podstawowej / oraz
z cienkiej warstwy zewnętrznej 2 z glinu
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ft&*tóffci tlfoktt. Na fig; 2 tiwi&K^foity jest
t^tt safti pffcednri^t f** żn^ief$&4tiki jego
grdbfcgd pr&ez obróbka i ptzed wytworze¬
niem tlenkowej {zwłoki ocłyonfte*) na jego
ptflńerżchm, <e$Wya£ąeej światłe. Fig. 3
przedstawia gotowy fitź pratedaEfert, wyko¬
nany iretJłtf| wyaaitóku ż dość grubej fwd-
SławoweJ warstwy ftalowej /, ze stostur-
fco^ó efeskiej met&tof żtewft$tfziie$ 2, wy-
fe&ft&fećf z gfóifti lt& stopu fliftu i xaapattf»-
uej w powierzctiia^ adfeifająeą światło, przy
t&yfti grubość tej creftataiej warstwy »ostał*
ztomefsźtótoii oo nafiitóiej o 99vS'5Ky *k*z *
b€z*«arwne) ^tze^oczystei powłoki tlen¬
kowej 3, wolnej od wszelkiego rodzaju fr-
^iiit si»ttf; p&tm ^>raz pkm.

Zastrzeżenia patentowe.

1, Sposób wytwarzania ^ głimi kb jego
stopów prtf«bfekrtówr których pm^iścłmie
zewactr&ifc odbijają światło, uwłaszcza re¬
flektorów, przy czym te poww&dmie &e-
wnętrz^e są wyposażone w adiroime po-
wl^iki tlerftkowe, m&mietmy tym, fce podcias
wytwarfc&iri* warstwowego przedmiotu me-
tółowego, wMriatdtowaną warstwę po-
wierżćhniową obrabia się w taki sposdb, aiby
grtibość jej była zawtiiejszona co najmniej o

99^% * naftepi^j <jo wajmniej o fict&,
przy czym esynnotó Wj ^htomtje sif ?ra4
wytwwzentem odbrjajjcoej iwiatł* ^*-
w^rixrfeni, fcaopatrMne} w pwtffakę tiea-
fes*»ą.

2. Sposób według zastat. 1, tturawa*-
«y tym, że pray tłakuteCTitiawiu y^ądanctfD
swmejsz^ania 'frritośoi iwarstwy powrórak-
$&«*&} warstwowego praednikrta weJtało-
wego wwwatdetfwaffy wmrstwowy firifrf-
twiot łsetałowy obrabia stę tek, mbf nmm&r-
wyć jegfr fr*afe*£ć o co raayswiiej «5%.

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny
tym, te ftgwtofafc&a fi» warstwa po-
wkaacłuiioMEa ^wi^srtswowtfgopra^dawc^w*-
tatew*g& jest nftweroma 2 ba*d» czystego
gHrni, **wic*afąw5go nie wi^crj *iź €£%
łącanrie krwmtt, fe&raa i mamgann.

4. Sposób według zasta. 1 — 3, na-
uweiwry tym, Ae odbijającą światt* «-
Wftętasaną ^arstw^ tnyły wypoupfca się w
czystą, jastrą, przezroczystą ochreasną pth
wlokę tlenkową.

Alumitium C*mp*&y
oł Am^rici.

-Zastępca: I* JGyssezyateka,
rzecznik j^tetttorty.
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